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SposAb podsadzania wyrobisk gdrniczych
szczegdlnie pod obiektami chronionymi

Przedmiotem wynalazku jest sposdb podsadzania wyrobisk gérniczych szczegélnie pod obiektami chronio=
nymi, w ktérych czynnikiem traf\sportujqcym jest woda.

Obecnie znany sposéb podsadzania wyrobisk poeksploatacyjnych przy scianowym systemie wybierania
polega na tym, Ze na rurociaggu podsadzkowym znajdujacym sie w wyrobisku $cianowym, zabudowuije sig kilka
wylotéw, ktére stanowia tréjniki, z zastawka oraz dotaczone do wylotu kawatki rur skierowane do podsadzanej
przestrzeni. Samo podsadzanie odbywa sie wten sposdb, ze w kolejnych wylotach otwiera si¢ zastawki,
podsadzajac stopniowo na dtugosci Sciany. Zasadnicza wada takiego sposobu podsadzania jest fakt, ze po
odsaczeniu wody materiat podsadzkowy osiada, tworzac tzw. zero podsadzkowe. Okazato sie, ze materiat
podsadzkowy uktada sie rédznie na dfugosci $ciany w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy wylotami rurociagu
podsadzkowego. Okazato sie réwniez, ze na wprost wylotéw rurociggu podsadzkowego deponowany materiat
posiada mniejsza $cisliwos¢ anizeli pomiedzy wylotami.

Celem wynalazku jest wykorzystanie odkrycia wyzej oméwionej zaleznosci. Cel ten osiggnieto w ten
sposdb, ze opracowano sposéb podsadzania, ktérego istotq jest rbwnoczesne podsadzanie pustki poeksploatacyj=
nej na catej jej dtugosci.

W przyktadzie stosowania, sposéb wedtug wynalazku realizuje sie zabudowujac na scianowym rurociagu
podsadzkowym maksymalng ilo§¢ wylotéw tak, aby wzajemne odlegfosci pomiedzy wierzchotkami stozkéw
naptywowych byty jak najmniejsze. '

Zastrzezenie patentowe

Spos6b podsadzania wyrobisk gorniczych szczegdlnie pod obiektami chronionymi, w ktérych czynnikiem
transportujagcym materiat podsadzkowy jest woda, znamienny ty m, Ze materiat deponuje sie do pustki
poeksploatacyjnej szczegélnie wyrobiska $cianowego rownoczesnie na catej jego dtugosci.
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